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摘要(译)

本发明涉及一种显示基板的制作方法及显示基板，用以解决现有的OLED
基板的制作工艺流程中，在制作时有机发光功能层会因为浸润的作用而
使其形状发生弯曲，进而导致像素内部边缘区域的发光不均匀，影响整
个器件的发光性能的问题。该方法包括：在衬底基板的非显示区域形成
像素定义层，像素定义层包括位于上层的疏水层和位于下层的亲水层；
在衬底基板的显示区域形成有机发光功能层；在像素定义层上形成仅覆
盖非显示区域的遮挡膜层。在制作显示基板时，可以通过增加的遮挡膜
层，遮住非显示区域中造成发光不均匀的有机发光功能层的边缘区域，
进而改善像素内部发光不均匀的现象，提高了整个显示基板的发光性
能。
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